ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2008

12 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design das Caldas da
Rainha
Curso Superior: 9457 Som e Imagem
Licenciatura
OPGCAO CANDIDATURA ETAPA COLOCACAO (contingente) DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Opcdo Cands. % Cols. % Etapa Colocacéo Cands. %  Cols. % Nota Distrito Origem Cands. %  Cols. %
12 67 29 34 52 4 Acores 1 3 1 0 O Lisboa 68 29 29 45
22 42 18 14 22 8 Madeira 1 2 1 2 31207 Leiria 45 19 15 23
32 43 19 10 15 14 Pref. Regional 1 49 21 23 35123.8 Porto 20 9 5 8
42 42 18 6 9 17 Geral 232 100 40 62 127.2 Setubal 16 7 5 8
52 22 9 0 0 Total 286 65 Santarém 11 5 3 5
62 16 7 1 2 Aveiro 9 4 2 3
Total 232 65 Braga 7 8 00
Castelo Branco 7 3 1 2
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 122 ANO (15 mais frequentes) Entre Douro e Vou 6 3 0 0
Sexo Cands.%  Cols. % Curso 12° ano Cands.% Cols.% "2 6 3 1 2
o Viseu 5 2 0O O
Masc. 123 53 37 57 NO064 Artes Visuais 59 25 15 23 R
Femi 109 47 28 43 NO060 Ciéncias e Tecnologi 28 12 9 14 Tamega > 2 L2
emin. iéncias e Tecnologias R. A. Acores 5 o 0 0
Total 232 65 R810 Agrupamento 1/ geral 17 7 4 6 Coimbra 5 9 0 0o
moei E)/;elnlclaii §00|a|seHumanas 1? 7 3 5 Viana do Castelo 4 2 1 2
MEDIAS DOS COLOCADOS 084 Multmedia 5 85 pea 3 1 0 0
) N070 Comunicagao Audiovisual 10 4 4 6 -
Nota de candidatura 135.5 . Evora 3 1 0 0
) U220 Ens. secundario recorrente (todos 10 4 2 3
Prova de ingresso 127.7 i Portalegre 2 1 0 0
L N082 Informética 8 3 3 5 .
Média do 12° ano 139.7 R. A. Madeira 2 1 2 3
. R820 Agrupamento 2/ geral 7 3 2 3
Média do 10%11%ano  139.7 R840 Agrupamento 4/ geral 6 3 4 5 O 2 100
grup H e , Vila Real 1 0 o0 0
B ] N970 Recorrente - Ciéncias e Tecnologi 6 3 1 2
OPCOES EXCLUIDAS P381 Técnico de comunicagio/marketin 3 1 12 Total 232 65
Nota candidatura (s/minima) 0 P363 Técnico de artes graficas 3 1 1 2
Prova ingresso (ndo fez) 4 NO063 Linguas e Literaturas 3 1 1 2
Prova ingresso (s/minima) 0 P318 Técnico de design industrial 3 1 0 0
Pré-requisito (ndo fez) 0
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